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【手続補正書】
【提出日】令和2年8月27日(2020.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ポリアミドイミドに対する良溶媒と貧溶媒とを含有するポリアミドイミド溶液であって、
前記ポリアミドイミドが、側鎖中にオキシアルキレンユニットおよび／またはシロキサン
ユニットを含むことを特徴とするポリアミドイミド溶液。
【請求項２】
請求項１記載のポリアミドイミド溶液を、活物質層表面に塗布後、乾燥することにより多
孔質ポリアミドイミド被膜を形成する工程を含む蓄電素子電極の製造方法。
【請求項３】
活物質層表面に多孔質ポリアミドイミド被膜が積層一体化されている電極であって、以下
の特徴を有する蓄電素子電極。
１）　前記ポリアミドイミドの側鎖中に、オキシアルキレンユニットおよび／またはシロ
キサンユニットを含む。
２)　前記多孔質ポリアミドイミド被膜表面の平均気孔径が１０ｎｍ以上、５０００ｎｍ
以下である。
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